






























































专利名称(译) 包括岛状空穴注入层和岛状电子注入层的el显示装置及其制造方法
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其他公开文献 US20190363272A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

当在平面图中观察时，设置在第一电极和每个发光层之间的空穴注入层
以及设置在第二电极和每个发光层之间的电子注入层仅从每个发光层的
端部向内重叠。 视图。
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